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TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”

FLOW PRO Compare Data Report Pg 1
Ho. Cparator Customar Max CFM RAwg CPM
1 ETUMFF CREECUTE FEDRD YOLO 24,2 1EE,7

GRAFICO DE FLIND — CREECOTE EREER GOLF — TURBD — TEEIE DE
ADMISERD R ZB".

2 ETUMFF CREECUTE FEDRD YOLO 156, &6 127.8
CRAFICO DE FLIND - CAEECOTE EREER COLF - TURBD - TEEIE DE
EECAFE A ZB".

CCFM
Lift Ho. 1 No. 2
2,00 £3,8 59,3
4,00 124,4 111,7
&, 00 175, 4 137,5
a,00 20,0 148,0
10,00 218, & 153, 4
12,00 224,2 156, 6
Average: 168,17 127,8
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GRAFICOS DE FLUXO A 28”

Flow Pro Graph
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GRAFICO DE FLUXD -

ESCAPE A 28™.

GRAFICDO DE FLUXO - CABEQOTE EABHB GOLF -

AW lg CFM

GRAFICD DE F'LUK{:' -

127,8

Time Test Mo.

12:50
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CABEGOTE EAHB8 GOLF - TURBD - TESTE DE

14:53

31kl

CABECOTE EAH88 GOLF - TURBD - TESTE DE

TORBD -

PEDRD YULO.
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CHECK LIST

CLIENTE: PEDRO YULO ORRICO CAMPOS - 0.5 14136

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA |1 2 3 4 5 6 8
VALVS.

ADM - - - - - - -

ESC - - - - - - -

CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185
ESC 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185 | 70/185
VED. 1 2 3 4 5 6 8

SEDES

ADM v Vv Vv Vv Vv Vv v

ESC v Vv Vv v v Vv v

OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 51 CC
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ORCAMENTO

STUMPF

= TelFax: (45)99948-0123
E‘g BSYUMPF

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL ! FR

:A EFDTEE CEF: B5818670 CMPJ: 33826228000194)
E-mail: cahecnteastumpf@mail.m
ORCAMENTO N® 14.136
Data: 03072023 .
0s: 44.456.210
Cliente: PEDRO YULOQ ORRICO CAMPOS
CPPUCHP): D8TOE229728 Fone: (027)20950-88« Fone 2:
Enderago:
Weiculo: Placa:
DESCRICAO DAS PECAS E/OU SERVICOS
Cod. Descrigio Cuant. UM
1.268 MATERIAL DE LIMPEZA 1.0 SE
1.185 PLAINAFACE 1.0 SE
1.186 RETIFICA DE SEDE 16,0 SE
1.252 BANHO QUIMICD 1.0 SE
1.224  MAD DE OBRA RETRABALHO 18V 1.0 MO
1.148 WVEDADOR GMM 16,0 UM
1.085  GUIA SOB MEDIDA BMBM 16,0 UN
1.820 ACABAMENTO DIMPLE - 18Y 1.0 SE
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CHECK LIST REVISAO 25/10/2024

CLIENTE: PEDRO YULO ORRICO CAMPOS — 0.5 18689

VISTORIA: RONALDO

FOLGA |1 2 3 4 5 6 7 8

VALVS.

ADM - - - - - - - -

ESC - - - - - - - -

CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182
ESC 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182 | 66/182
VED. 1 2 3 4 5 6 7 8

SEDES

ADM v Vv Vv Vv Vv Vv Vv v

ESC v Vv Vv v v Vv Vv v

OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 50,6 CC
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ORCAMENTO REVISAO 25/10/2024

STUMPF

| = TelFax: (45999480123
E‘g SYUMPF

RUA CARLOS CAVAL CANTI, 474 - CASCAVEL ! PR

:A E E;ﬂ TEE CEP: 85818670 CMPJ- 3382622B8000194
E-mail: caheouteastumpf@mail.m
ORCAMENTO N® 18.689

Data: 25/09/2024 0S-

Cliente: PEDRO YULO ORRICO CAMPOS

CPRICNPJ: D8To8Z28788 Fone: (027)20850-88 Fone 2

Enderaga:

Weiculo: Placa:

DESCRICAO DAS PECAS E/OU SERVICOS
Cod. Descrigao Quant UN  Unitario Total Total T/
Desc.

1.262 BANHO QUIMICO 1.0 BE

1268 MATERIAL DE LIMPEZA 1.0 5E

1.253 TESTE DE TRINCA 1.0 BE

1.256  ADAPTAR K-LINE 8.0 SE

1.188 RETIFICA DE WVALVULA 14,0 SE

1.186 RETIFICA DE SEDE 16,0 SE

1.168% PLAINA FACE 1.0 SE

1.148 WVEDADOR GMM 16,0 UN

1.247 MAD DE OBRA REVISAD 18V 1.0 MO

2181  WALVULA DE INOX IMPORTADA ESC HASTE 6MM 20 UN
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